	设备名称
	脑片膜片钳测量系统

	设备数量
	1套
	□国产   █ 进口


	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	放大器
	1、★双探头膜片钳放大器用于细胞内和细胞外记录、膜片钳记录(全细胞、巨膜片、游离膜片)、电流测定法/伏安法、离子选择电极的测量、人工脂双层记录

2、膜片钳放大器为计算机控制，可在Windows 98/ME/2000/XP/WIN7和苹果机Macintosh OS X（10.2版或更高）的操作平台上运行

3、电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA～200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ），可以测定2 nA～200 nA范围的电流。

4、★全细胞膜电容补偿范围：

a）Rf=500M时，Cm 1-100pF/Rs 400k-1000M

b)  Rf=50M时，Cm 2.5-1000pF/Rs 100k-100M

串联电阻补偿范围：

c)   带宽：0.32-16kHz;

d)  校正值：0.4-1000M(500M时)，0.1-100M(50M时)

电击破膜功能Zap施加到电极的幅度为＋1V，时程为0.1-50ms

噪声：8－极Bessel滤波(10kHz)：0.28-3.0 pA rms

	2
	数模转换器
	1、16位高分辨率、低噪声转换器

2、 ★采样速率: 1 Hz - 560 kHz输入电压

3、 ＃独立于放大器一台设备

4、 ＃自带去噪声功能

	3
	软件
	1、分析程序可对数据脱机处理，不需要使用密码锁

2、要有中文使用手册

	4
	电动微操
	1. *压电驱动，零噪声无漂移；

2. 两个显微操作手；

3. ★*步进分辨率：7nm；

4. ★三轴最大移动距离：20mm；

5. 具有HOME、WORK位置定位功能；

6. 6档速度可调；

	5
	红外摄像系统
	1. ★光学系统
：无限远校正光学系统，可作明场/ DIC/红外塞拉蒙/荧光等多种观察方式

2. ★观察镜筒：正像三目观察筒，可直接在肉眼视野下进行显微操作。视场数≥FN22，三档光路转换器（肉眼观察100%，观察:照相=20:80%,照相100%）

3. ★照明装置：内装式透射光柯勒照明器，红外专用12V100W卤素灯，备有光强锁定按钮及光强度二极管指示灯，接配外接直流电，避免电磁干扰，含红外隔热片

4. ★物镜：5倍平场半复消色差物镜  N.A. ≥ 0.10；W.D. ≥20.0mm

5. 40倍长工作距离平场半复消色差红外专用水镜，陶瓷镜头，抗静  电干扰, 保证340纳米到1000纳米范围内光线的高透过率； NA≥ 0.8； WD≥ 3.3mm

6. ★目镜：高眼点宽视野10X目镜，视场数≥22

7. ★物镜转换器：2孔前后摇摆式物镜转换器，快捷进行物镜转换，方便清除气泡

8. ★聚光镜：
长工作距离DIC聚光镜

9. ★DIC配件：高分辨率40X物镜的DIC棱镜，起偏镜，检偏镜

10. ★红外配件：支持775nm 的红外滤色片

11. ★荧光系统：≥6孔位激发镜转换器

12. ★滤色镜组：B、G、U激发

13. ★荧光光源：12V100W超高压汞灯
14. *有效像素（2048（H）×2048（V））

15. *动态范围（33000:1）

16. *量子效率（>70%（600nm），>45%（200nm~750nm））

17. 满幅成像速度（30fps）

18. *最快成像速度（25000fps，512（H）×8（V））

19. *制冷温度（至10℃（空气制冷，环境温度：25℃））

20. *双曝光设置模式（相机芯片两侧能分别设置不同曝光时间）

21. 输出模式：具有Light sheet输出模式

	6
	温控系统
	1、适合于单细胞、脑片膜片钳实验；

2、180ul的细胞槽；

3、具有记录槽与显微镜配套的适配器；

4、★温度控制器, 数字显示；

5、★加热笔预加热，加热温度可达50℃；

	7


	防震台


	1、用于普通电生理、膜片钳、细胞注射、光学、激光共聚焦显微镜等各种需要防震的实验中
2、★台面厚度： 100mm

3、★台面尺寸： 750 x 1200mm



	8
	振动切片机


	每一刀切片厚度≤1微米
*垂直（z轴）偏斜度低于微米级

浴槽台面总行程量≥19mm

自动化:手动/半自动/全自动

刀片前进速度（切片时）:最小值-0.1mm/s到0到最大值1.0mm/s


